[\ POLITECNICO
SIS MILANO 1863

Graduatoria dei candidati ammessi/idonei al concorso dottorato di
ricerca: 41° ciclo ingr. 01/05/2026: BANDO DOTTORATO BORSE
TEF corso di INGEGNERIA DEI MATERIALI/ MATERIALS

ENGINEERING - PHOTOCONTROLLED ANTIBACTERIAL

NANOMATERIALS: A MULTISCALE STRATEGY AGAINST
BACTERIAL ADHESION

GRADUATORIA
e Cognome e Idoneita al tema g - .
osizione S Punteggio Riserva Esito
1 BONATI SIMONE |Si 89 AB Ammesso
DARASELIA .
2 DIANA Si 85 AB Idoneo
3 AZIMI NOZHAN _|Si 69 AB Idoneo
** Riserva|Descrizione della riserva
A L'ammissione/idoneita & subordinata al conseguimento del livello di lingua inglese
conforme alle richieste del bando entro la scadenza dell'immatricolazione
B L'ammissione/idoneita e subordinata al conseguimento del titolo di studio entro la
scadenza dell'immatricolazione
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